
日本企業の独断場（４社でほぼ独占）でもあるフォトマスク基板の研磨技術にお
いて、研磨加工専業に特化し、他の追随を許さない独自技術により海外との取引
を展開

半導体業界の生命線を握るガラス基板の研磨技術

　「フォトマスク」は写真のネガフィルムに相当し、ガラス基板に描かれた
回路パターンをＩＣやＬＳＩなどの素材となるシリコンウェハに転写するた
めのもの。この基板に小さな傷や埃が残っているだけで半導体製造に大きな
ダメージを与えるほど、その研磨及び洗浄には高度な技術・ノウハウが必要
とされている。中でも、高精度なガラス基板研磨加工は、同社を含め４社の
独断場で、全世界における高集積半導体の生命線を握っている。

研磨加工専業による技術の蓄積が世界最高水準の加工精度を可能に

　同社は、電子材料の研磨に特化し、その研磨及び洗浄技術を高度化
させてきた。その技術・ノウハウの蓄積により、世界最高水準の加工
精度を確立し、フォトマスク用のガラス基板では平坦度０．３μｍ、
塵及び傷の大きさ０．１μｍレベル以下の対応が可能。また、一度使
用したフォトマスクを再度研磨して活用するリサイクル研磨は、同社
の独自技術により他社の追随を許さず、世界シェア第１位・２位の
フォトマスクメーカーとの取引を行い、その技術は内外問わず高く評
価されている。
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フォトマスク
（黒く見える部
　分は鏡状態）

精密研磨装置

水が命（研磨・洗浄
用の純水製造装置）

微細欠陥検査装置
（クリーンルーム内に、さらに

※
クラス１

　のクリーン環境をつくり洗浄・検査を行
　う）

※クラス１とは、１辺３０㎝の立
方体内に０．５μｍの塵が１個




